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$RODEK RAFINUJACY DLA CYNKU LUB STOPOW CYNKU

Przedmiotem wynalazku jest $rodek rafinujacy dla cynku lub stopdw cynku, znajdujacy
zastosowanie w metalurgii i odlewnictwie,

Znany z polskiego opisu patentowego nr 81 093 sposéb rafinacji stopdéw cynku polega
na tym, 2e rafinacje ciekiych stopdéw cynku przeprowadza sig wieloetapowo, wprowadzajac
w poszczegélnych etapach rafinatory o réznym skladzie chemicznym stosownie do stopnia
zanieczyszczenia stopéw cynku, Do wstepnych etapéw rafinacji stopéw cynku stosuje sie
rafinator zawierajgcy wagowo: od 35 do 55% kalafonii, od 30 do 34% zywicy 2 drzew szpil-
kowych, od 4 do 12¥% wosku ziemnego, od 5 do 15% parafiny oraz od 2 do 8% ioju. Do dal~
szych etapéw rafinacji stopdw cynku stosuje sie rafinator zawilerajacy wagowo: od 45 do
55% kalafonii, od 15 do SO0% zywicy z drzew szpilkowych, od 3 do 8% stearyny oraz od 2
do 24% smoly pochodzenia drzewnego.

Znany Jest takZe z polskiego opisu patentowego nr 115 036 sposdb przetapiania ziomu
cynkowego, w czasie ktérego rafinuje sig kapiel cynkowa grubokrystalicznym chlorkiem
amonu,

Gidéwng wadg znanych $rodkéw rafinujacych jest to, ze podczas topienia wydzielaja
substancje, ktére powoduja skazenie atmosfery i pogorszenie sie warunkdw BHP dla obslugi.

Srodek rafinujgcy dla cynku lub stopéw cynku, wedtug wynalazku, zawiera wagowo
50-95% NaNO,, 0,5-10% NaNOS, 20-45% diatomitu oraz 0,1-3% F8013 . FeZOS‘

Srodek rafinujacy, wedtug wynalazku, powoduje wytworzenie w ciektym metalu peche-
rzykdw gazu oczyszczajacego, nie rozpuszczalnych w metalu, do ktérych dyfunduje gazy
rozpuszczone w cieklym metalu i wraz z pecherzykami usuwane sg na zewnatrz kapieli,
Jednoczednie ruch metalu, spowodowany przeptywem pecherzykéw, dziata flotacyjnie na
stale zanieczyszczenia znajdujace sig W cieklym metalu, co powoduje zmniejszenie stop-
nia zagazowania oraz wzrost scisiosci struktury wlewkdw i odlewdw,
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Przyk1ad I. Srodek rafinujscy, w sktad ktérego wchodzi wagowo: 55% NaNO,,
1% NaN03, 42% diatomitu, 2% Fecl3 . Fe203, wprowadza sie w ilosci 0,05% wagowych w sto-
sunku do ilosci wsadu metalowego., Po zastosowaniu $rodka stop Z40 /PN-73/H-87102/ wyka-
zuje nastepujace wtasnosSci: wytrzymalos$é na rozcigganie R, = 230 MPa, wydluzenie Ag = 2,3%.

Dla pordéwnania podaje sie, ze stop 240, do ktdrego nie wprowadzono srodka rafinuja-~
cego wykazuje obniZone wiasnosci mechaniczne: wytrzymatod¢na rozcigganie R = 170 MPa i
wydluzenie A5 = 0,9%.

Przyk?tad II. 8rodek rafinujacy, w skiad ktérego wchodzi wagowo: 75% NaNO,,
0,5% NaNO;, 22% diatomitu, 2,5% FeCly . Fe,O5, wprowadza sie w iloséci 0,05% wagowych
w stosunku do ilosci wsadu metalowego. Po zastosowaniu s$rodka stop 2284 /PN-73/H-87102/
wykazuje nastepujace wlasnosci: wytrzymalosé¢ na rozcigganie R, = 460 MPa, wydluzenie
AS = 1,5%. )

Dla pordéwnania podaje sig, ze stop Z 284, do kt6rego nie wprowadzono $rodka rafinu-
jgcego wykazuje obnizone wlasnosci mechaniczne: wytrzymalo$é na rczciaganie R, = 415 MPa
i wydiuzenie Ag = 1,25%.

Zastrzez2enie patentowe

Srodek rafinujacy dla cynku lub stopéw cynku, znamienny tym, 28 skitada
sig 2z NaNO2 w ilodci 50-95% wagowych, z NaNO3 w ilosci 0,5-10% wagowych, =z diatomitu w
ilosci 20-45% wagowych oraz z FeCl3 . Fe203 w ilosci 0,1-3% wagowych,
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